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KIWOCLEAN LM 606

Losemittelbasierter Stripper fur Atz- und Sputterresiste

KIWOCLEAN LM 606 dient zum Entfernen I6semittelbasierenden Atz-, Birst- und Sputterresisten wie
z. B. KIWOMASK W 850 Etch, KIWOMASK W 855, KIWOMASK W 857 oder KIWOMASK 1J 7312/1 VP.

VERARBEITUNG Die Losung ist gebrauchsfertig eingestellt. Der Resist wird entweder manuell
(z. B. mit Tuch oder Birste) oder in einer automatischen Waschanlage von
der Substratoberflache entfernt.

Bei der Einstellung optimaler Parameter kann lhnen bei Bedarf unsere Anwen-
dungstechnik helfen.

FARBE Farblos, klar

ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit KIWOCLEAN LM 606 wird das Tragen geeigneter

UMWELTSCHUTZ Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Vor Hitze schitzen.

Dieses Datenblatt dient zu lhrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fiir eventuell auftretende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer standigen Produktions-
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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